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摘要(译)

提供了一种超声成像设备及其控制方法。超声成像设备包括超声造影剂
（UCA）传感器，其被配置为基于在机械指标环境中由物体反射的回波
信号来确定UCA是否在物体中流动。超声成像设备还包括控制器，该控
制器被配置为响应于UCA传感器确定UCA在物体中流动，在低于机械指
标环境的另一机械指标环境中获得UCA图像和物体的组织图像中的至少
一个。 。
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